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Inventia se referd la optoelectronica, si anume la metodele de obtinere a compozitelor fotosensibile in bazd de
semiconductori calcogenici amorfi compusi si polimer organic, utilizate pentru confectionarea diferitelor medii
fotosensibile in forma de pelicule subtiri, fibre, etc., pentru utilizarea lor in calitate de medii de inscriere a imaginilor
optice sau informatiei holografice, senzorilor optici etc.

Procedeul de obtinere a compozitului fotosensibil in baza de semiconductor calcogenic amorf compus si polimer
organic consta 1n aceea ca se dizolva separat in monoetanolamind semiconductoarele calcogenice amorfe in baza de
S si Se si se omogenizeaza la temperatura de 20...40°C, la o presiune atmosferica normala, timp de 20...30 de ore.
Dupa racirea pana la temperatura camerei ambele solutii se amesteca si se omogenizeaza timp de pana la 30 min. Se
prepara o solutie metanolicé de poli-n-vinilpirolidona, apoi solutiile se amesteca si se omogenizeaza timp de pana la
30 min. Amestecul se depune pe suport si se usuca la temperatura de 18...40°C timp de 2 ore.
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